
界面コロイドラーニング 

－ 第 35 回現代コロイド・界面化学基礎講座 － 

 

（東京会場） 

2019. 5.23( 木)‒24( 金) 

化学会館（御茶ノ水） 

 

（大阪会場） 

2019. 6.13( 木)‒14( 金) 

大阪科学技術センター（本町） 

 

主催：日本化学会 コロイドおよび界面化学部会 

 

＜企画主旨＞ 

界面・コロイド化学は、洗剤・化粧品・塗料など日常生活に密着した製品から、医療材料・

医薬品、最先端の電子部品用材料まで、さまざまな工業製品開発において重要な役割を果た

しています。本講演会は、特に若手社員や新たにこの分野の知識を必要とされる方々に、界

面・コロイド化学を基礎から学んでいただくための集中講義です。この 2 日間で 

コロイド・界面化学の基礎を幅広く習得できます！ 本講座は今年で 35 回目になる実績の

ある講座で、充実した講義内容のみならず、納得するまで講師と議論できる質問タイムも好

評です。東京・大阪とご都合のよい日程と会場でご参加ください。ご参加頂いた方全員に丸

善出版『第 4 版 現代界面コロイド化学の基礎-原理・応用・測定ソリューション』を進呈

いたします。 

 

■ 参加ご希望の方は、コロイドおよび界面化学部会 Web サイト(http://colloid.csj.jp) 

からお申込み下さい。 

 

■ 参加費 

部会員 30,000 円、日化・協賛学会員 35,000 円、非会員 40,000 円、学生 10,000 円 

（いずれも教科書込） 

 

https://colloid.csj.jp/201902/2019basic_tokyo_osakalearning/ 

 

＜お問い合わせ＞ 

日本化学会 コロイドおよび界面化学部会 

E-mail dcsc@chemistry.or.jp  電話（03）3292-6163 

http://colloid.csj.jp/
https://colloid.csj.jp/201902/2019basic_tokyo_osakalearning/
mailto:dcsc@chemistry.or.jp

